IPD

eletron

Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnologico
do Complexo Eletroeletronico e Tecnologia da Informacao

P
o o L
e <




dne

Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento
Tecnoldgico do Complexo Eletroeletronico
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Missao
Estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a
cultura da inovacao no complexo eletroeletronico,
mediante a interacao entre empresas e
Instituicoes de P&D, a dinamizacao das redes
tecnoldgicas e o0 apoio a captacao de recursos.

Visao
Promover o desenvolvimento tecnoldgico do
complexo eletroeletronico a fim de aumentar sua

competitividade internacional.
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Obijetivo 1

Estimular a culturade P, D & | - Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovacao

Acoes
1.1 Promover junto a empresas do setor eletroeletronico,

principalmente PME’s, palestras, cursos, seminarios e
workshops

1.2 Divulgar folhetos de incentivo a P, D & |

1.3 Instituir selos e prémios, inclusive facilitando o cadastro
junto a entidades financeiras e grandes empresas
compradoras
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Objetivo 2

Realizar levantamentos da demanda tecnologica e de
Inovacoes junto a empresas do complexo
eletroeletronico

Acoes
2.1 Elaborar pesquisas periodicas com empresas do setor,
para identificar demandas e inovacoes tecnologicas

2.2 Realizar reunides, workshops e encontros visando
identificar demandas tecnoldgicas e inovacdes

2.3 Elaborar e divulgar base de dados de demandas
tecnologicas e de inovacdes as partes interessadas
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3.1

3.2
3.3

3.4

Objetivo 3
Identificar projetos de P, D & |

Acoes

Pesquisar informacgcdes no Pais e no Exterior sobre
trabalhos de P, D & | realizados por empresas,
universidades, instituto de pesquisas e laboratorios

Participar de Redes Tecnhologicas no Pais e no Exterior

Promover a formacao de Redes Tecnologicas com
empresas do setor

Divulgar as informacdes obtidas
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Objetivo 4
Articular, formular e gerenciar projetos de P, D & |

Acoes
4.1 Incentivar empresas a realizar projetos de P, D & | com

universidades, institutos de pesquisa e/ou
laboratorios, promovendo sua articulacéo

4.2 Elaborar projetos e definir as responsabilidades das
partes interessadas

4.3 Acompanhar e gerenciar projetos de P, D & |
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Objetivo 5

Realizar levantamentos de ofertas tecnologicas e de inovacdes junto a
universidades, institutos de pesquisa, laboratorios e instituicoes de

5.1

5.2

5.3

registro de patentes no Pais e no Exterior

Acoes
Elaborar pesquisas permanentes junto a universidades,
institutos de pesquisa, laboratorios e instituicdes de registro
de patentes, no Pais e no Exterior, para identificar ofertas
tecnologicas e inovacoes

Realizar reunides, workshops e encontros visando identificar
ofertas tecnologicas e inovagdes nas empresas, universidades,
institutos de pesquisa, laboratérios e instituicdes de registro
de patentes do Pais e do Exterior

Elaborar e divulgar base de dados de ofertas tecnoldgicas e
inovacoes as partes interessadas
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Objetivo 6

Viabilizar parcerias entre empresas do setor e
universidades, institutos de pesquisa e laboratorios do
Pais e Exterior

Acoes
6.1 Articular e fomentar parcerias entre empresas do setor

e com universidades, institutos de pesquisa e
laboratorios do Pais e Exterior;

6.2 Assessorar/elaborar contratos com clausulas de
confidencialidade e conflito de interesses entre as
partes interessadas
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Objetivo 7

Identificar, apoiar e angariar recursos de Instituicoes de
Fomento Nacionais e Internacionais para a elaboracao de

7.1

7.2

7.3

projetos de P, D & |

Acoes
Acompanhar, analisar e divulgar os editais dos
organismos de fomento a P, D & |

Orientar as empresas do setor sobre editais e projetos de
financiamento para o desenvolvimento tecnologico e de
Inovacgao

Elaborar projetos para a captacao de recursos

financeiros voltados para o desenvolvimento tecnologico
e de inovacgao
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Objetivo 8

ldentificar competéncias e caréncias de recursos
humanos do complexo eletroeletronico

Acoes
8.1 Preparar pesquisas sobre recursos humanos com as
empresas, universidades, institutos de pesquisa e
laboratorios, para identificar as competéncias e as caréncias
do complexo eletroeletronico

8.2 Disponibilizar informagdes das competéncias de especialistas
das empresas, das universidades, dos institutos de pesquisa
e dos laboratorios do Pais e do Exterior

8.3 Incentivar a capacitacdo dos recursos humanos em parceria
com Orgaos governamentais e entidades de ensino
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Objetivo 9

Acompanhar no mercado os processos de avaliacao da
conformidade dos produtos do setor

Acoes
9.1 Realizar parcerias com grupos de empresas do setor

para acompanhar no mercado 0S processos e
produtos sujeitos a avaliacao da conformidade;

9.2 Estabelecer parceria com agéncias reguladoras,
entidades de fiscalizacao e laboratorios acreditados
para acompanhar no mercado 0s processos de
avaliacao da conformidade.
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Trabalhos realizados pelo IPDEletron

- Pesquisa da demanda tecnologica do setor
elétrico e eletronico

- Convénios com Agéncias de Inovacao e
nstitutos de Pesquisa

- Projeto de formacao de Redes Tecnolbdgicas

- Reunidoes mensais com Grupo de Trabalho de
Pesquisa, Desenvolvimento & Inovacao

- Reunides mensais com a RETS — Rede de
Entidades Tecnholbdgicas Setoriais

. Pesquisa da oferta tecnologica junto as
universidades e institutos de pesquisa
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Projeto Redes Tecnologicas

Objetivo geral:

Integrar as redes tecnoldgicas visando a
elaboracao das demandas do setor
eletroeletronico e das ofertas tecnologicas
das ICTs e de outras redes para incentivar
atividades de P, D & | e aumentar a
competitividade do setor.
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Convénios com Agéncias de Inovacao e
Institutos de Pesquisa
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Conveénios / Parcerias

CEPEL; IPT; UFSCAR; CESAR; CERTI;
SENAI; IEE; LACTEC; LABELO; INT;
CPqD; INMETRO; CEITEC; CTI; INPI

ABDI; BNDES; FINEP; SEBRAE;
FAP's; CNP(q; CNI; FederacoOes de
Industria
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Pesquisa de demanda tecnologica
do setor elétrico e eletronico

Automacéo Industrial

2% ® Componentes Elétricos e Eletronicos

B Equipamentos Industriais

GTD

B Informatica

m  Material Elétrico de Instalacdo

B Telecomunicagdes

B Servico de Manufatura em Eletrénica

E Sistemas Eletroeletronicos Prediais

B Utilidades Domésticas Eletroeletronicas
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Origem do Capital

®m Totalmente Nacional,

® Totalmente Estrangeiro;
Predominantemente

Nacional;

B Predominantemente
Estrangeiro.
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Porte da Empresa - Critério SEBRAE

Pequena Empresa - Acima
de 9 e até 99 funcionarios;

®m Meédia Empresa - Acima de
99 e até 499 funcionarios;

m Grande Empresa - Acima
de 499 funcionarios.
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Porte da Empresa - Conforme BNDES

Pequena Empresa -
Acima de R$ 1,2 milh&do
e até R$ 10,5 milhdes;

® Média Empresa - Acima
de R$ 10,5 milhdes e
até R$ 60 milhdes;

®m Grande Empresa -
Acima de R$ 60
milhoes.
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SITUACAO EM P, D & | NA EMPRESA

A declaracao da missao e a visao da empresa incluem
alguma referéncia a inovacao e/ou a competitividade?

92% Sim

A empresatem orcamento especifico ou parcela do
orcamento geral destinado a P, D & 1?

67% Sim

Existem mecanismos de vigilancia tecnologica, ainda
gue informais, Iimplementados em parceria com
universidades, institutos de pesquisa ou laboratorios?

48% Sim
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A empresa realiza analise periddica de programas voltados para
o fomento das areas de P,D&l, principalmente em termos de
beneficios fiscais?

63% Sim

A sua empresa possui:

62%

86%

70%

34%

714%

Laboratorio proprio;

Centro/Departamento de P,D&I proprio;

Departamento de Engenharia de Produtos proprio;

Departamento de Engenharia de Processos proprio;

Grupo de pessoas envolvidas em P,D&l, porém sem
caracterizar-se como um centro;
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As empresas utilizam Centros de P&D

B Ambos

Proprio

m Terceiros




dne

Percentual do faturamento da empresa investido
em P,D & | em 2007, 2008 e nos proximos anos:

Descricao 2007 2008 2009 2010

Investimento espontaneos 5,1% 5,3% 5,8% 6,5%

Investimento compulsorios
(Lei da Informatica)

Outros 0,8% 0,1% 0,0% 0,0%

3,8% 3,8%4,7% 5,1%
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Os Investimentos em P, D & | sdo direcionados

100%

90%

80% m Produtos

20% Processos

50% Laboratorio
Servigos

50% Outros

40%

0
10%
0% . . . . |
06&06 oéo%o@ ) (5@‘\0 6&4&06 O\\’,\*O%
Q¢ Q\O ,500 22
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96% das empresas buscam novas tecnologias na:

70% A
60% - . :
54%

2l 7 mEuropa

40% - Arr?erlca do Norte
®Asia

30% - ® Brasil

20% - m Qutros

10% -

O% _ I T

Europa América Asia  Brasil Outros
do Norte
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Fontes de Financiamento

As fontes de recursos para investimentos em P, D & |, sao:

94% Proprias
16% Matriz fora do Pais
14% BNDES

280 Instituicoes federais de fomento a pesquisa

(Ex.: FINEP)
4% InstituicOes estaduais de fomento a pesquisa
°  (Ex.: FAPSs)

2% Instituicdes municipais de fomento a pesquisa
2% Outras
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Caso a empresa NAO utilize linhas de crédito ou programas
oficiais para o estimulo ao desenvolvimento tecnologico,
nao o faz por qué?

16%

10%

0%

2%

42%

14%

22%

Desconhece as linhas de financiamentos
As taxas de juros das linhas sao elevadas

As condic0Oes de financiamento de terceiros, fora dessas
instituicdes, sao mais atrativas

As condic0Oes de financiamento, no exterior, S&0 mais
atrativas

A burocracia das instituicoes desestimula a tomada de
recursos

Ha& excesso de garantias

Outras
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Caso a empresa NAO utilize as instituicdes oficiais de

pesquisa e desenvolvimento do Pais, nao o faz por qué?

4%

14%

22%

0%

10%

12%

Os institutos disponiveis no Brasil, ndao tem condicoes
tecnicas para atender as necessidades da empresa

Os institutos ndo se comprometem com 0S prazos
requeridos pela empresa para o desenvolvimento dos
trabalhos

A burocracia das instituicoes desestimula a contratacao
dos servicos

As condicOes de financiamento, no exterior, S&o mais
atrativas

Ha duvidas em relacao a confidencialidade;

Outras
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As principais fontes de aquisicdo de conhecimentos
cientificos e técnicos utilizados pela empresa séo:

Outras 14%
Patentes |MEe— 240/

Contratacéo de consultoria especializada E— 2 A%
Adequacao do produto ao mercado. . |EE——— 30
Contratacdo de mao-de-obra —20%
Projetos cooperativos com institutos de. . | EEG—— 380/
Projetos cooperativos com universidades —— 360/
Projetos cooperativos com outras empresas |Me——— 1804
Realizac&o de joint-ventures ™ 4%
Tecnologia da matriz | eeEe—— 30

Licenciamento de tecnologia do exterjo |MeeG— 1804
Centro de pesquisa ou laborat6rio proprio | MEG— 520/,

Desenvolvimento proprio P,D&l ‘j__‘ 88%
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O processo de evolucéao tecnologica de seus
produtos implicara, em mudancas:

No desenvolvimento de software; —— 4 40/,
Na incorporagédo de novas funcgoes.. O— 00/,
Na utilizacdo de novos insumos; — 360/,

No desenvolvimento de insumos; — 30/,
No desenvolvimento de novos.. | EEGEGEG—_———7 40

No design do produto; | EGEG—— 500
Na automacao industrial; —— 304
No processo produtivo; R —— 7 ()0,
No desenvolvimento de projetos; (O — G 60/,
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Qualificacdo da méo-de-obra
Certificacéo de produtos
Certificacdo de sistemas

Expandir os volumes de exportacéao
Melhorias nos modelos de gestéao
Prestacéo de servicos

Integracéo de sistemas

Fabricar produtos visando atender as exigéncias do..

Fabricar produtos visando maior segurancga ao USUArio

Fabricar produtos com maior preocupag¢éo com a..
Fabricar produtos com maior preocupagédo com o..
Dirigir a manufatura para atender a demanda de..

Fabricar produtos com elevada escala de producéo
Fabricar produtos com multiplas funcdes
Substituicdo da matéria-prima

Reducéo do custo da méo-de-obra

Reducéo do custo da matéria-prima
Desenvolvimento de novos materiais

Utilizar nanotecnologia

Utilizar mais software desenvolvido por terceiros
Utilizar mais software desenvolvido na sua empresa
Utilizar mais robotica

Utilizar mais mecéanica fina

Utilizar mais a automacao

Utilizar mais a informatica

Utilizar mais a microeletronica

Classifigue numa escalade 0 a5 o grau de importancia
para aumentar sua competitividade:

4,27

4,05

3,29

3,52

3,78

3,11

3,50

4,11

4,30

4,53

3,80

- 2,80

3,36

3,30

3,22

3,85

4,43
2,91

3,02

3,33

3,42

3,89

2,64
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iImportancia para o desenvolvimento de novos produtos:

Convénios com universidades e/ou.._lh—_'* 1,92
Andlise dos principais concorrentes _'__ 4,28
Segmentacdo de mercados _'___ - 3,84
Plano de marketing __ 3,81

Convénios com universidades e/ou.. | 3,13
Pesquisa cooperativa | 2,43

Metrologia :u_ -
Avaliacdo da conformidade '_‘ 3,87

Desenvolvimento de ensaios/testes | 3,85
Area de design | 3,15

Infra-estrutura interna de laboratérios :'__>
Prototipagem '_‘ 3,28

Desenvolvimento de nanotecnologia | 1,62
Desenvolvimento de software | 3,79
Desenvolvimento de processos produtivos __ 3,91
Desenvolvimento de dispositivos e _'__> - 3,48

Desenvolvimento de componentes :'_- 3,68
Desenvolvimento de matéria-prima J,__* 3,63
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A sua empresa possul registros de propriedade intelectual/patentes

No Brasil

No Exterior
60%

63% 40%

A sua empresa possui contratos de licenciamento de tecnologia

No Brasil No Exterior

] Sim
=i ® Nao

B Nao
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A qualificacao dos
recursos humanos
disponiveis atende as
necessidades da empresa

A quantidade dos
recursos humanos é
suficiente para atender a
demanda da empresa

40%

Sim

Sim
m Nao
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Acoes importantes para adequar
a qualificacao dos profissionais:

46% 46%

30% 30%

30%

28%
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Na sua empresa, existem espeC|aI|stas em.

Outros ; 26%

Desenvolvimento software e ———— e 64%

Biotecnologia |M 2%
Ciéncias da Computagao —: 60%

Nanotecnologia 5‘2%

Na sua empresa, atuam mestres e doutores:

Acima de 15 L‘“ 6%

Entre 10 e 15 | MEGG_————— 11 0/,
Entre 5 e 10 | MEG——— 1] 30/,
Menos que 5 — 32%

Nenhum 38%
/




Aquisicao de tecnologia

Competitividade da empresa
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encontrado no processo de exportacao:

Outras b—’ 18%

Nao tem dificuldades

Desconhecimento do produto no mercado..
Adequacao do produto ao mercado alvo
Pesquisa de mercado internacional
Divulgacao da marca no exterior

Logistica

Financiamento

Obtencao de certificacao no mercado alvo
Legislacéao

Normalizagcéao

Barreiras técnicas impostas pelos paises

Tramites no processo de exportacao

44%

Prospectar o mercado internacional
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Produto Interno Bruto x Investimento em P&D

% % Investimento
PIB Investimento em P&D para

(US$ bilhdes) em P&D chegar ao nivel

(US$ bilhdes) dos demais

Pais

Estados
Unidos

Japao

Brasil

Fonte: FMI —ano 2008
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